Modifikace tenkych vrstev FeRh pro aplikace v magnetickém zaznamu
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Limitace datoveho zapisu

" Zapis vyuzivajici bézné feromagnetické materidly je limitovan
kompromisem mezi stabilitou, zapisovatelnosti a hustotou zdznamu

» Alternativni pristup nabizi materidly s fazovou preménou

Fazova preména FeRh mezi
antiferomagnetickym a feromagnetickym

Narust poptavky po ulozné kapacité
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Teplotni hystereze FeRh

FeRh v magnetickém zaznamu 7 25 -~ ro

Pozadavky
1) Posun T k pokojové teploté

2) Rozsiteni hystereze

3) Minimalizace M ...
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Zbytkova magnetizace M ...

Vliv substratu Vliv tloust’ky
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» Substrat indukuje epitaxni " Vliv konec¢né tloust’ky

napéti s nominalni hodnotou &

. — | (46 nm)
* Vrstvy na substratu Al.Os m¢ly § —3 (28 nm)
A A4 Ve w7 = Z I .0 i
nizsi T a Sirsi hysterezi z 5 (20 nm)
¥ —8 (20 nm)
N
2 0.5
£ %
g 28 nm FeRh 20 nm FeRh f ;
S . . . . .
= | 0200 250 300 350 400
§ Teplota (K)
2 | ool objemové FeRh
> 350r | i
300 400 200 300 400 < el /
Teplota (K) Teplota (K) = o
30071 - Arregi et al
e Al-O3(0001): € =11 % (tahove) '

0 5 100 150 200
Tloustka (nm)
J. A. Arregi et al., Phys. Rev. B 101, 174413 (2020)
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® Optimalizace teplotniho rozsahu

Interak¢ni objem
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Tontové ozarovani
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" Analyza vlivu ozafovani

Hloubkovy profil
neozareného vzorku

Interak¢ni objem
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Vliv iontového ozarovani a teploty
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Antisite defekty

Dopovani ionty

» Béhem ozafovani dochazi k tvorbé
miizkovych defekti a dopovani ionty
= ZvySeni teploty vede k rekonstrukci
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Vliv davky ozarovani Vliv zihani Vliv teploty béhem ozarovani
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Mikroskopie magnetickych sil
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Propagace feromagnetické faze /[ {
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Neozareny VVZOl.ek Hloubkovy profil magnetické hustoty
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Optimalizace: depozice davky ozarovani zihani teploty béhem ozafovani
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